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Данные свидетельствуют о том, что потенциалы коррозии никеля и сплава Ni – Sn, осажденного 
из водного хлоридно-фторидного раствора, примерно одинаковы, а в случае сплава, осажденного из 
цитратно-гликолевого электролита № 5, потенциал коррозии смещен в область более положительных 
значений.

Т а б л и ц а  4

Потенциал и логарифм плотности тока  
коррозии никеля и электроосажденных покрытий Ni – Sn толщиной 5 мкм

Ta b l e  4

Corrosion potential and logarithm modulus of corrosion current density of nickel  
and electrodeposited Ni – Sn coatings with thickness of 5 m

Покрытие Потенциал коррозии, В Логарифм модуля плотности 
тока коррозии

Ni (осажден из электролита Уоттса) – 0,200 –7,53

Ni – Sn (осажден из электролита № 1) – 0,203 –7,71

Ni – Sn (осажден из электролита № 5) – 0,186 –7,50

Для покрытий из электролита № 5 характерен наименьший ток коррозии. Вид поляризационных 
кривых при развертке потенциала в область положительных значений также указывает на повышенную 
коррозионную устойчивость покрытий Ni – Sn, осажденных из электролита № 5, поскольку именно 
в этом случае наблюдается наиболее низкая плотность анодных токов.

Полученные данные свидетельствуют, что повышению коррозионной устойчивости гальванического 
сплава Ni – Sn способствуют мелкозернистая плотная структура в отсутствие пор и трещин, не изме-
няющаяся по мере роста толщины покрытий, доминирование в сплаве интерметаллида Ni3Sn2 состава, 
близкого к стехиометрическому, минимальные ВН в покрытиях. В наибольшей мере эти характеристики 
обеспечиваются при осаждении покрытий из ЭГ электролита № 5.

Рис. 3. Потенциодинамические поляризационные кривые,  
полученные в 3,5 % растворе NaCl для никеля (1) и сплавов Ni – Sn,  
осажденных при плотности тока 0,5 А/дм2 из хлоридно-фторидного 

электролита № 1 (2) и ЭГ электролита № 5 (3)
Fig. 3. Potentiodynamic polarisation curves  

obtained in 3.5 % NaCl for nickel (1) and Ni – Sn alloys deposited  
at the current density 0.5 A/dm2 from chloride-fluoride  

electrolyte No. 1 (2) and ethylene glycol electrolyte No. 5 (3)


